HQOQ RF Plasma AKTIF, HIZLI, RF PLASMA SISTEM

HRF 3000 Etkin, Guvenilir

HRF 3000 H,O»5 RF PLASMA STERILIZASYON CiHAZI
125, 155, 260 .
HRF 3000 ile 55 dakikada sterilizasyon

e Ekonomik uzun 6murlU sterilizasyon

e HRF 3000 H,07 RF Plasma sterilizasyon cihazi : Her tUrlU isiya
ve neme hassas tibbi alet, plastik, organik, elektromekanik
alet ve cerrahi gerecleri ayrica disposible malzemeleri tek-
rar steril eder.

* Mikro bilgisayar teknolojisi altinda; 500 m torr, RF 13,56 mhz,
H,O, enjeksiyonu ile sterilizasyon teknigi

* HRF 3000 H,0, RF PLASMA sterilizasyon cihazi kendisine ait
kompresoru ile kendi havasini Uretir.

e Kesintisiz UPS destegi (elektrik kesilmelerinde 1 saat cihazi
cahstirr)

* 100 adet hafiza programi, cihaz Ust0 set up (kalibrasyon)
ayarlari

* H,0, kartuslu
e Sterilizasyon biter bitmez Urin kullanilabilir.

e Dokunmatik LCD digital operatér kontrol paneli, printer

HRF 3000 RF Plasma Sterilizasyon Cihazinin
Elektronik ve Fiziksel Ozellikleri
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Biotin sterilizasyon evreleri Printer ve LCD Operator
PLC grafik ekrandan alfa nimerik olarak izlenebilir.

e 600 Waitt - 13.56 Mhz RF high brightness plasma

e Plasma pressure : from 0.2 - 2 torr, gas flux 0.5 cc/min
e GU¢ kaynagdi : 1200 - 2000 V x 40 mA

* % 58 H,O,

e 500 m torr

e YUksek sinyal distk giriltt I/V amplifier (10+5 to 10+9)

e BUtUn sterilizasyon kazan ve kapak ekipmanlari H,O, ye
dayanikl 6zel geliktir. Kapak sistemi pnomatik kayar tiptir.

e Sterilizasyon kazaninin tasarimi steril edilecek malzemele-
rin, ozellikle Cardio Vasculer Cerrahi veya Tubing yapiya sahip fiber, kamera baslidi ve diger laparosco-
pik, endoskopik tir cerrahi gereclerin, vb. deforme olmadan steril edilmesine uygundur.

* HRF3000 Cihazinda Dinya Standartlarina Uygun Tium Guvenlik Sistemleri, Cihaza uygulanmistir.
* Cihaz mobil olup hig bir yere baglantisi yoktur.

o il o S—— — —

f i Lol S = 5 ]

B P



Sterilizasyon evreleri;

5 mod, (Vakum, H,0O, enjek-
siyon, difizyon, RF Plasma) x3
+Vakum+Havalandirma
Plasma: Gaz molekullerinin
external bir ener;ji ile uvyaril-
diklari zaman meydana ge-
len ve serbest radikaller,
elektronlar ve uyariimis gaz
molekdllerinin bir arada bu-
lundugu olusuma verilen isim
olup kati, sivi ve gazdan son-
ra maddenin dordinci hali
olarak da ifade edilir. Siste-

HRF 3000

Arbitrary unit

Intensity of Atomic N peaks [ 747nm) versus RF power
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min déngisu vakum, enjeksiyon, diflzyon, plasma ve havalandirma olmak Uzere 5 asamadan mey-

dana gelmistir.

Kartus bir valf vasitasiyla delinir ve sivi haldeki Hidrojen Peroksit solisyonu bir hazneye alinir ve va-
kum altinda bulunmasindan dolay1 gaza dénisir.

Hidrojen Peroksit toksit degildir. Hidrojen Peroksit her tOrl0 reaksiyonunun sonunda Oksijen veya suya
doénusir. Dolayistyla bu sistemin zararh atigi yoktur. Bu sire sonunda ayrica havalandirma gerektirmez.

Su kullanilmaz. 44 C°de sterilizasyon yaptidi icin elektronik ekipmana zarar vermez.

Atomic N peaks Intensity a. u.
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Reaksiyonlar

« H,0,=HO +HO"
e HO™+ H2°2= H20+H05

° H2°2= HzOE

H,02= H,04,+ go6rinir/UV radyasyon

H,0, plasma tarafindan meydana getirilen serbest radikaller, normal metabolizma ve canli hicre-

lerin Uretiminde temel olan hemen hemen bitin molekullerle reaksiyona girerler,
(DNA, RNA, enzimler, fosfolipidler vb. gibi.)

Bu irin KOSGEB destegi ile gelistiriimektedir.
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